
 

BOLETÍN INFORMATIVO 

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN DISEÑO 

 

El IV Congreso Internacional de Investigación en Diseño, es un evento 

académico organizado por la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad 

Técnica de Ambato  se llevará a cabo del 1 al 4 de diciembre de 2020 bajo la 

modalidad en línea.  

 

Con la colaboración académica  y auspicio empresarial de:   

UNIVERSIDAD DE PALERMO, CEDIA, DIDE UTA. 

MAKAMBA, MAGENTA CLÍNICA SPA, POSTAL, MANGO FILMS. 

 



 

Presentación 

 

El IV Congreso Internacional de Investigación en Diseño, se presenta como un 

evento de carácter académico científico, dentro del cual los actores sociales del 

diseño: docentes, profesionales, estudiantes y estudiosos del diseño se reúnen 

para presentar resultados parciales o totales de sus trabajos de investigación en 

diseño. Es un espacio de reflexión y debate académico que integra todas la áreas 

disciplinares del diseño: textil e indumentaria, gráfico publicitario, espacio 

interior, e industrial. Genera discusiones académicas desde la disciplina misma del 

diseño y el diseño mirado desde otras ciencias o disciplinas. Es un escenario para 

intercambiar, actualizar y difundir el conocimiento del diseño.  

 

Bajo esta perspectiva la Facultad de Diseño y Arquitectura presenta la cuarta 

edición del Congreso Internacional de Investigación en Diseño con el propósito 

de: impulsar la investigación formativa y generativa en diseño de profesores y 

estudiantes de las Carreras de Diseño Textil e Indumentaria, Diseño Gráfico 

Publicitario, Diseño de Espacios interiores, y Diseño Industrial y Arquitectura que 

promueva la consolidación del conocimiento en diseño y arquitectura de la 

región y el país.  

  

Ejes académicos 

 Diseño y teorías 

 Diseño y sociedad 

 Diseño emprendimiento y tecnologías 

 Diseño social y sostenibilidad  

 

El tema principal IV Congreso Internacional de Investigación en Diseño es: El 

accionar del diseño frente a un escenario de crisis 

 

Agenda académica  

La cuarta edición contará con la participación de 40 expositores de: Argentina, 

Chile, Colombia, Ecuador, EE.UU, España, México e Italia.  La agenda 

académica del evento contempla:  

 

 Conferencias magistrales 

 Conversatorios proyectuales 

 Simposios disciplinares 

 Presentación de libros 

 Actividades complementarias 

 

Dirigido a: 

 Estudiantes de Diseño y Arquitectura 

 Diseñadores y Arquitectos 

 Gestores culturales 

 Actores sociales del Diseño 



 

Publicaciones  

Dentro del IV Congreso Internacional de Investigación en Diseño los trabajos 

que cumplan con el rigor científico serán publicados en:  

 

 Cuaderno de Diseño indizada en Scielo (Argentina) 

 Revista Investigación y Desarrollo indizada en Latindex (Ecuador) 

 

Costos de participación 

Bajo esta modalidad online, la cuarta edición del Congreso Internacional de  

Investigación en Diseño, es de  acceso libre. 

 

 Únicamente tiene costo la participación como Ponente: 100, 00 UDS 

 

Certificaciones 

La participación en el evento será certificada por la Universidad Técnica de 

Ambato y la Facultad de Diseño y Arquitectura, por medio de un certificado 

digital. 

 

Fechas de interés 

 
 
 
 
 
 

 



 

Accede al link y Regístrate…! 

https://forms.gle/w19X7rzTmGFXBeZj9  

 

Para enviar los resúmenes:  

cidisenio@uta.edu.ec 

 

Para cargar los artículos: 

https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/IDDI/login 

 

¡Síguenos en redes sociales…! 

https://www.facebook.com/congresofda/  

 

Visita nuestra página web…! 

https://cidisenio.uta.edu.ec  

 

Escríbenos…! 

cidisenio@uta.edu.ec 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡Los animamos a vivir esta fiesta académica del Diseño y la Arquitectura! 
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